
 

 

第２１回表面技術セミナー 
 

主催：岩手表面技術懇話会 

共催：表面技術協会東北支部・化学工学会東北支部・岩手化学工学懇話会・(財)いわて産業振興センタ

ー・岩手大学工学部（予定） 

協賛：電子情報通信学会東北支部・腐食防食協会東北支部・岩手県材料応用技術研究会・応用物理学会

東北支部（予定）・日本化学会コロイドおよび界面化学部会（予定） 

日時：平成１７ 年１１月１１日（金） １３：００～１７：００ 

場所（予定）：岩手大学工学部 テクノホール 

（〒020-8551 盛岡市上田 4-3-5，交通：JR 東北新幹線 盛岡駅からタクシー15 分） 

セミナー参加費：無料 

定員：100 名 

 

講演・講師（タイムテーブル）： 

 

13:00  開会挨拶  岩手表面技術懇話会 会長 森  誠 之 

 

13:10  講演① 「腐食環境のその場評価法」 

 

岩手大学大学院 

工学研究科フロンティア材料機能工学専攻 

助教授  八 代   仁 

 

14:10  講演② 「RF-GDOES および低加速 FE-SEM/ESB/ASB/EDX/WDS の拓く 

新たなナノ表面分析の世界」 

 

慶應義塾大学経済学部    教 授  清 水 健 一 

 

15:40  休 憩 

 

16:00  講演③ 「ダイナミックに変化する固液界面を観る赤外分光」 

 

北海道大学 

触媒化学研究センター    教 授  大 澤 雅 俊 

 

17:00  閉会挨拶 

 

 

交流会：17:30～(予定) 

参加申込方法：「表面技術セミナー参加申し込み」と「交流会参加申し込み」記し，氏名，所属，住所，

電話番号（FAX 番号）を明記した葉書，FAX または E-mail でお申し込みください． 

申込先：岩手大学工学部応用化学科展開化学講座 

        七尾英孝（幹事）  〒020-8551 盛岡市上田 4-3-5 

              電話＆FAX (019)621-6335 

              E -mail：nanao@iwate-u.ac.jp 


